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[摘摇 要]摇 氧化铈抛光粉能够形成化学机械拋光(CMP)作用,可满足精密抛光领域需求,具有抛光速

度快、光洁度高、平整度高、抛光后产品使用寿命长的特点。 该领域内,国际主要研究方向集中于氧化铈

抛光粉的应用优化与拓展、氧化铈颗粒的大小形貌等对抛光性能的影响、添加剂的引入及清洗方式等对

表面缺陷等的回复作用、抛光粉粒径控制工艺等,而我国则在抛光粉粒径把控、优化生产工艺、缩短生产

周期以及提高设备利用率等方面仍存在不足。 氧化铈抛光粉的制备方法主要有固相法、液相法和气相

法。 固相法包括固相烧结法和固相机械法,通常能耗较高、反应时间较长;液相法包括水热法、溶胶-凝

胶法、沉淀法、微波法和微乳液法等,这些方法在较低的温度下进行,能获得粒度更均匀的抛光粉,然而

部分液相法工艺复杂,溶剂及副产物的处理亦需优化;气相法主要包括喷雾干燥法和喷雾热解法,其通

过将溶液或悬浮液雾化成细小的液滴,然后在高温下迅速蒸发溶剂形成固体颗粒,能够生产出具有特定

形态和大小的抛光粉。 随着全球对环境保护意识的增强,开发低能耗、绿色合成方法已成为大势所趋,
气相法和其他环境友好型合成方法将受到更多关注;未来的研究将更加注重氧化铈粉末的粒度和形貌

控制,以满足不同领域的抛光需求。
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摇 摇 稀土抛光材料 CeO2(氧化铈)因其独特的化学

和物理性质,在现代工业中扮演着重要角色。 随着

抛光技术的飞速发展,不同的领域对稀土抛光材料

的需求量和质量要求都逐渐提高[1]。 不仅要求具

有较高的纯度,还要求具备优异的物理化学性能。
稀土抛光粉中主要的组分是 CeO2,故也被称为铈基

稀土抛光粉,简称铈基抛光粉,也可称为 CeO2 抛光

粉。 稀土抛光粉以其卓越的性能在精密抛光领域享

有盛誉,被誉为“抛光材料之王冶 [2 - 4],主要体现在

以下方面:淤CeO2 晶体呈萤石型面心立方点阵结

构,其空间点群为 Fm - 3m。 在萤石结构中,铈离子

位于立方体的顶点和表面的几何中心,而氧离子则

以紧密堆积方式填充铈离子形成的四面体和八面体
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间隙;于相较于其他类型的抛光粉,采用 CeO2 抛光

的速度比较快、抛光后产品的光洁度更高,平整度更

高。 此外,采用 CeO2 抛光后产品的使用寿命更长;
盂CeO2 的莫氏硬度约为 7,这使得其在进行机械作

用时既有足够的硬度来切削和抛光较软的材料,又
不会对被抛光的产品造成过度的物理损伤;榆CeO2

对硅酸盐玻璃的化学活性较高,这意味着其能够与

玻璃表面反应,形成一种化学机械拋光(CMP)作

用,这种过程中既有物理的磨削作用,又有化学的反

应作用,因此被广泛用于玻璃的抛光。
目前,我国的稀土抛光粉在种类和质量方面,已

基本能满足光学玻璃、液晶玻璃基板、触摸屏玻璃盖

板、ITO 镀膜玻璃以及水晶水钻等领域的抛光需求,
扭转了以往过度依赖进口的局面[5,6]。 然而,国外

在氧化铈抛光粉的制备方法领域的研究进展主要集

中于化学机械抛光技术的应用、氧化铈粉体的制备

方法优化、抛光液配制条件的优化以及生产工艺优

化等方面。 这些研究不仅提高了氧化铈抛光粉的性

能和应用范围,也为未来抛光粉的发展提供了新的

方向和思路。 具体分析如下:淤由于氧化铈具有出

色的抛光速率和清洁度,被广泛应用于 CMP 技术。
这一应用促使研究人员持续探索氧化铈在 CMP 技

术中的优化及应用拓展[7 - 13];于在抛光机理研究方

面,氧化铈颗粒表面的三价铈离子(Ce3 + )能够与二

氧化硅电介质形成 Ce—O—Si 键[14,15],进而影响抛

光性能,因此,研究人员着重研究氧化铈颗粒的粒

径、形貌、Ce3 + 浓度以及表面改性对抛光性能的作

用[16,17];盂为实现高去除率、高选择性和低表面缺

陷,研究人员总结了添加剂的引入、后清洗、水清洗、
化学清洗等清洗方式,为基于氧化铈磨料的抛光提

供了极具价值的参考[18];榆在表面改性研究方面,
有学者尝试在氧化铈的表面引入氧化铜(CuO)进行

修饰,发现引入 CuO 能明显改变铈基抛光粉的抛光

能力[19 - 22],且在一定条件下可获得最佳的抛光性

能。 这表明表面改性是提升氧化铈抛光粉性能的有

效手段;虞在粒径控制研究方面,通过溶剂热法合成

均一亚微米级氧化铈抛光粉,研究发现通过改变

Ce3 + 浓度和醇-水体积比,能够有效控制 CeO2 的粒

径和分布,为精密抛光应用奠定了良好基础;愚在抛

光液配制条件的优化方面,就分散性的改进而言,研
究人员探讨了 pH 值调节剂、分散剂、抛光助剂等对

氧化铈抛光液分散性能和抛光性能的影响[23 - 27]。

这些研究有助于优化抛光液的配制条件,增强其在

实际应用中的效果。 国外在氧化铈抛光粉的制备方

法领域取得了诸多进展。 其中,化学机械抛光技术

的应用、氧化铈粉体的制备方法到抛光液配制条件

的优化等方面均取得了重要突破。 然而,与国际先

进水平相比,我国在 CeO2 抛光粉体制备方法上仍

存在一些短板,具体表现为以下几个方面:淤我国虽

能制备出分散性良好、粒径均一的类球形 CeO2 抛

光粉,但在大规模生产时,对于粒度分布的把控仍有

待提升;于我国的制备技术在精准控制晶体形态方

面尚需进一步完善,以满足高端应用对特定晶面的

要求;盂我国在降低 CeO2 抛光粉体生产过程中的

能耗和原材料成本方面,还需加大研究投入;榆我国

在优化生产工艺、缩短生产周期以及提高设备利用

率等方面,仍需不断改进和优化。 为了缩小这些差

距,我国需要进一步强化相关领域的研究,持续提升

稀土抛光粉的制备技术水平,逐步克服上述不足,以
维持在全球稀土抛光材料产业中的竞争力。

本文概述了固相法、液相法和气相法三种氧化

铈抛光粉的制备技术,分析了 CeO2 抛光粉体制备

的现状,并根据不同的制备原理对现有的方法进行

了归纳汇总,分析了各种方法的优缺点及需要解决

的问题,给出了未来发展建议。

1摇 固相法
固相法[28]是将固态化合物经过固相反应后于

高温条件下进行焙烧分解,从而制备粉体材料。 固

相法可分为扩散、反应、形核、生长这四个阶段。
1郾 1摇 固相烧结法

固相烧结法[29]是一种传统的材料制备方法,固
相烧结法工艺如图 1 所示,主要用于合成各种无机

粉体,包括 CeO2 粉体。 这种方法涉及将固态的铈

源原料,如铈盐或铈的氢氧化物,通过高温焙烧热处

理的方式使其发生化学反应和结晶,最终得到 CeO2

抛光粉。
梅燕等[30]采用马弗炉对氟化镧铈碳酸盐直接

焙烧,通过调节焙烧温度获得晶型结构以及物相可

控的氟化镧铈抛光粉。 采用制得的抛光粉对玻璃表

面进行抛光,然后用表面缺陷检测抛光后的玻璃平

整度,发现 850 益下制备的抛光粉抛光效果最好。
庄稼等[31]通过固相法成功制备了粒径分布为

(80 ~ 100) nm 的 CeO2 粉体。 具体过程如下:以
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图 1摇 固相烧结法工艺流程图

Fig. 1摇 Flow chart of solid鄄phase sintering method
摇

H2C2O4 及 Ce(NO3) 3·6H2O 为原料,先制备出前驱

体十水合草酸铈,然后将前驱体与模板剂 NaCl 混合

搅拌均匀,将混合后的材料放入马弗炉进行高温焙

烧,最终得到粒度分布均匀,无明显团聚的 CeO2 超

细粉体。
固相烧结法的优点包括工艺简单、成本较低,适

用于大规模生产;然而,这种方法也有一些缺点,如
能耗高、粉体可能不均匀、易引入杂质等。 因此,对
于要求更高纯度和更精细粒度控制的应用场景,可
能需要采用液相法、气相法或其他先进的粉体制备

方法。
1郾 2摇 固相机械法

固相机械法[32,33]是一种用于制备 CeO2 粉体的

方法,固相机械法工艺如图 2 所示。 首先,选择适合

的化合物作为前驱体,将选定的前驱体与其他添加

剂(如稳定剂、分散剂)进行机械混合和球磨处理,
然后将球磨后的混合物在高温下焙烧,使前驱体发

生化学反应转变为 CeO2 粉体。

图 2摇 固相机械法工艺流程图

Fig. 2摇 Flow chart of solid鄄phase mechanical method
摇

吴婷等[34]研究了湿固相机械法制备氧化铈抛

光粉的过程。 首先,采用正交试验探讨了球磨时长、
球料比、液固比等因素对球磨后产品粒径分布的影

响,并对影响产品粒度因素进行排序,从而确定最佳

球磨条件。 研究发现,在 K9 玻璃的抛光试验中,抛
光速率随着焙烧温度的升高呈现出先增加后降低变

化规律。 当温度达到 900 益 时,材料去除速率

(MRR) 是 342郾 31 nm / min, 抛光表 面 的 均 方 根

(RMS)粗糙度为 0郾 286 nm,并且 CeO2 粉体颗粒呈

类球形形貌。

胡浩等[35]以 Ce2La(CO3) 5 与 NH4F 为铈源,通
过球磨制备前驱体氟碳酸镧铈,经过高温焙烧得到

CeO2 粉体。 研究结果显示,当球磨时间、球料质量

比及球磨速率增加时,稀土抛光粉的粒径分布呈先

减小后增大的趋势;采用较优工艺条件下制得的抛

光粉对 K9 玻璃进行抛光,其抛蚀量达到 1郾 552 5
mg / min,抛光后的产品表面粗糙度下降至 Ra =
0郾 025 滋m。

固相机械法的优点在于过程简单、成本低、易于

工业化生产,并且可以通过精确控制球磨和焙烧条

件来制备具有特定性能的 CeO2 粉体,这些特性使

得固相机械法成为制备高性能 CeO2 抛光粉的有效

方法之一。 因此,在工业生产中,球磨和焙烧条件的

精确控制将成为该工艺研究的难点和重点。

2摇 液相法
液相法[36]通常将含铈的可溶性前驱体在适宜

的溶剂中进行溶解,通过控制温度、pH 值和搅拌速

度等条件,向前驱体溶液中加入沉淀剂,促使铈离子

发生化学反应生成 Ce(OH) 4 或 Ce2 (CO3) 3 沉淀。
经过过滤、洗涤去除副产物和杂质后,随后在高温下

进行焙烧处理,使其转化为具有良好结晶性的 CeO2

粉体。
2郾 1摇 水热法

水热法[37,38]是一种常用制备粉体的合成方法,
工艺示意如图 3 所示。 水热法因其反应环境温和、
反应速度较快、产物颗粒细小且均匀等优点,在实验

室和工业生产中被广泛应用于制备 CeO2 等材料。
水热法是在高温高压或者常温常压的水热条件下,
通过溶剂中物质的溶解和反应来得到目标产物。 具

体水热法步骤如下:将溶液转移到反应釜中,然后加

热至一定温度(通常在 100 ~ 300 益 之间),在水热

条件下,发生化学反应,反应完毕后将反应釜冷却至

室温,通过离心、抽滤等操作将产物分离出来。 最

后,将分离得到的产物进行洗涤、干燥和焙烧等处

理,得到 CeO2 粉体。
戴蒙姣等[39]以 Ce(NO3) 3·6H2O 为铈源,醇-水

混合溶液为溶剂,制备均一亚微米级 CeO2。 将制备

的 CeO2 对 6H-SiC 晶片的硅面进行 CMP 处理,试
验数据显示,被抛光后的硅晶片表面粗糙度 Ra =
0郾 243 nm,证明制备的 CeO2 粉体适用于化学机械

拋光。
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图 3摇 水热法示意图

Fig. 3摇 Hydrothermal method schematic drawing
摇

李静等[40]以 Ce(NO3) 3·6H2O 为铈源,添加聚

乙烯吡咯烷酮(PVP)作为辅助剂,成功合成了 CeO2

的前驱体。 随后,将得到的前驱体放入不同温度下

进行高温焙烧处理,从而制备出中位粒径在 200 ~
400 nm 的类球形 CeO2 抛光粉。

席智强等[41] 采用 C6H5Na3O7、 ( CH3COO) 2Zn
和 Ce (NO3 ) 3·6H2O 作为反应物,成功制备纳米

CeO2 粉体。 将前驱体产物经过 300 益高温焙烧 10 h,
最终 CeO2 转变为具有立方萤石结构的晶体。 研究

发现,通过调整(CH3COO) 2Zn 的添加量可以有效控

制 CeO2 的尺寸和形貌,进而影响其抛光性能。
许伟等[42]采用 Ce(NO3) 3·6H2O 作为铈源,成

功制备了形貌独特的纳米级 CeO2。 试验结果指出,
通过水热法可以精确控制合成形状规则的八面体和

立方体状纳米 CeO2,且在抛光过程中表现出了显著

的犁削效应。

图 4摇 沉淀法示意图

Fig. 4摇 Precipitation method schematic drawing

综合上述分析,采用水热法生产 CeO2 抛光粉

具备多项显著优势。 首先,所制备的 CeO2 具有优

良的晶型和可控的形貌,确保了产品质量;其次,生
产工艺简便,原材料来源广泛,试验成本较低,且该

方法适宜于规模化工业生产。 然而,该技术面临的

一个关键挑战在于水热合成过程产生的大量含氨氮

废水可能对环境造成负面影响,并且增加了废水处

理的成本负担。 因此,未来水热法的研究应该注重

于减少废水的产生或者综合利用产生的废水,以实

现可持续发展目标。
2郾 2摇 沉淀法

沉淀法[43,44]通常分为顺序共沉淀、反序共沉淀

和并流共沉淀,主要适用于含有两个或多个阳离子

的溶液体系,工艺示意如图 4 所示。 在共沉淀过程

中,阳离子均匀分布于溶液中,加入沉淀剂后发生沉

淀反应,形成成分均一的沉淀物。 该方法具有以下

优势:一是可直接通过化学反应获得化学成分均一

的纳米粉体;二是该方法易于制备尺寸细小且粒度

分布均匀的纳米粉体。
李艳花等[45] 以 Ce ( NO3 ) 3·6H2O 作为铈源,

NH3·H2O 作为沉淀剂,同时添加分散剂和氧化剂,
成功合成了 CeO2 前驱体。 将制备前驱体在 800 益
高温焙烧 2 h,得到了粒径为 25 nm 的 CeO2 粒子。
Suresh 等[46]采用 Ce(NO3) 3·6H2O 和 NH3·H2O 作

为原料,成功合成了纳米级 CeO2 粉体。 试验研究

发现,焙烧温度对粉体的形貌、氧化态以及结构特性

都有显著影响。
朱少敏等[47] 采用 Ce(NO3 ) 3·6H2O、弱酸性阳

离子交换树脂与 Na2CO3 作为原料,制备出了粒径

分布在 (30 ~ 50) nm 范围内的球形 CeO2 粒子。
Chen 等[48] 在醇水混合溶剂环境下,成功制备了

CeO2 颗粒,结果表明,所合成的 CeO2 粒子的粒径与

所选用醇类的介电常数之间存在相关性。
Tyrpekl 等[49]以 Ce(NO3) 3·6H2O 和 H2C2O4 作

为反应物,探讨了不同反应温度对前驱体形态的影

响;研究结果显示,在室温下进行的反应使得前驱体
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形成扁平针状结构,而在 100 益下进行的反应则导

致前驱体呈现出薄块状形态;经过热处理分解前驱

体之后,能够获得保持相应形状的 CeO2 粒子。
Liu 等[50]选择了 Ce(NO3) 3·6H2O 作为铈源,采

用去离子水与 C2H6O 的混合液作为反应介质,同时

使用 CO(NH2) 2 作为沉淀剂;通过搅拌、陈化和焙

烧处理,成功制备了具有多级纳米棒结构的微 /纳米

哑铃状 CeO2。
韦薇[51]等人通过反序化学沉淀法成功制备了

超细的 CeO2 粉体;粉体粒径分布在(20 ~ 40) nm 之

间,比表面积高达 123郾 14 m2 / g,总孔体积 0郾 343 9
cm3 / g。

郭锋等[52] 采用 Ce ( NO3 ) 3·6H2O 作为铈源,
H2C2O4 作为沉淀剂,在去离子水与 C2H6O 的混合

溶剂中成功制备出了尺寸分布在(8郾 79 ~ 48郾 26)nm
及(6郾 23 ~ 33郾 64)nm 纳米级 CeO2 粉体;研究表明,
晶粒尺寸随焙烧温度的升高而增大,但过高的温度

也易导致晶粒过快增大。
综上所述,沉淀法在制备氧化铈抛光粉方面具

有显著的成本效益和生产效率,同时还具备晶粒尺

寸小及形貌可控的优势。 然而,仍需注意的是该方

法在纯度控制、环境影响以及性能稳定性等方面的

不足,在未来的研究与工业化应用中,研究者应当通

过优化工艺流程、提高纯度控制以及减少环境影响

等措施来克服这些缺点。 预期未来沉淀法将作为一

种可靠的方法,被广泛用于生产高性能的氧化铈抛

光粉,并对抛光技术的发展做出重要贡献。
2郾 3摇 微波法

微波法[53,54]制备粉体主要是利用微波的选择

性加热效应,微波法示意如图 5 所示。 微波是频率

约在 300 MHz ~ 300 GHz 之间的电磁波,具有穿透特

定材料并在材料内的极性分子中被吸收的能力。 这

些极性分子吸收微波能量后,会振动并产生热量,使
得炉内的反应物能迅速且均匀升温。 在制备 CeO2

抛光粉时,微波法不仅能加速沉淀反应,还有助于保

持氟化过程的均匀以及焙烧时颗粒的均匀生长,从
而获得形貌规整、 结晶度高、 晶型优良的 CeO2

粉体。
贾慧灵等[55]以 Ce(NO3) 3·6H2O 作为铈源,研

究氟化处理、反应环境(包括水浴和微波加热)以及

焙烧温度等关键工艺参数对产品性能的作用。 试验

结果显示,氟化处理能够显著改善 CeO2 颗粒的形

图 5摇 微波法示意图

Fig. 5摇 Microwave method schematic drawing
摇

貌,使其从不规则碎片状改变为更加规整和圆润的

类球形;同时,使用微波加热的反应环境有助于提高

CeO2 颗粒的结晶度,优化晶型,并减少颗粒间的团

聚现象;通过在最优制备条件下调整焙烧温度,于
850 ~ 960 益的焙烧区间内,经过微波环境下氟化处

理的产品能够获得较好的结晶度与晶型,同时保持

较小的晶粒尺寸。
Lv 等[56] 采用微波法制备了 CeO2,并探讨了温

度场对颗粒形态和纯度的影响。 结果表明,提高微

波功率有助于提高 CeO2 的纯度和结晶度,使颗粒

形态更规则;中心位置的反应器能产生均匀的温度

场,避免团聚现象。 垂直排列的波导具有更高的温

度值和更温和的温度梯度,有利于获得高纯度和良

好分散性的 CeO2 颗粒。 这一结果证明了微波法能

够有效减少粒子的聚集程度,并且可以制备出具有

更窄粒径分布的粉体。
综上所述,微波法在制备 CeO2 抛光粉方面展

现出诸多优势,包括提升反应速率、优化粉体形貌与

粒度分布、增强结晶度以及改善晶型。 通过微波法

减少颗粒团聚,有助于获得更均匀粉体,这对于高性

能抛光粉的生产至关重要。 尽管微波法具备显著的

优势,但在从实验室到工业生产的放大过程中,微波

法需要克服均匀加热的问题。 在大规模生产中,保
持微波能量分布的均匀性以确保产品质量一致是一

大难题。 虽然微波加热具有高速率的特点,但在大

规模生产中,其能耗和效率的优势并不明显,甚至可

能因放大效应而导致效率降低。 此外,与传统工业

设备相比,微波设备的成本较高且维护更为复杂。
因此,未来的研究和工业化应用需要针对这些问题

进行深入探索,以实现微波法在抛光粉生产领域的

广泛应用,并为抛光材料的生产和应用带来新的
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突破。
2郾 4摇 微乳液法

微乳液法[57]是一种利用表面活性剂在水-油界

面处形成稳定的微乳液体系来合成纳米粒子的技

术,微乳液法工艺流程如图 6 所示。 通过这种方法,
可以精确控制纳米粒子的尺寸和形貌。 在制备

CeO2 抛光粉的过程中,首先将表面活性剂(如非离

子型或阴离子型)和油类物质(例如碳氢化合物)加
入水中,并通过搅拌形成一个稳定的微乳液体系;然
后,将前驱体溶液,比如氯化铈溶液,引入到微乳液

体系中,在表面活性剂的作用下,前驱体在微乳液滴

内部进行化学反应,生成 CeO2 纳米粒子;随着反应

的进行,CeO2 粒子从微乳液滴中分离出来,形成固

态沉淀物;通过沉淀分离、洗涤和干燥等步骤去除未

反应完的物质和杂质;最后,将收集到的沉淀物在特

定温度下焙烧,从而获得 CeO2 粉体。

图 6摇 微乳液法工艺流程图

Fig. 6摇 Flow chart of microemulsion method
摇

孙维艳等[58] 由脂肪醇聚氧乙烯醚(AEO -3)、
正辛烷和 CH3OH 构成的非水微乳液体系建立了化

学反应的环境,运用紫外-可见光谱(UV-Vis)和染

色法对微乳液的微观结构进行详细分析;在 Ce(NO3)3

·6H2O 浓度 0郾 3 mol / L、 NaOH 浓 度 0郾 9 mol / L、
CH3OH 质量分数 14% 的条件下,成功制备了高纯

度的萤石型纳米 CeO2。 这些纳米颗粒粒径均匀介

于(10 ~ 20) nm 之间,并呈现出规则的球形分布。
朱文庆等[59] 通过微乳液法成功合成了尺寸精

确可控、高纯度的萤石结构纳米 CeO2 抛光粉。 在

试验中,研究者确定了最佳的微乳液体系组成和反

应条件,以及反应物 Ce(NO3) 3·6H2O 浓度等关键

因素。 所制备的纳米 CeO2 具有完整的立方晶体结

构,良好的分散性,并且平均粒径控制在(5 ~ 18)
nm 范围。

微乳液法的主要优势在于能够生产尺寸一致、
形态可调的纳米粒子,通过精确调整试验条件,可以

进一步优化产品特性,以满足特定应用的需求。 此

外,微乳液法对环境友好也是其显著优点之一,因为

该方法通常无需使用有害溶剂,从而减少了对环境

的负面影响。 尽管如此,微乳液法实施过程中所需

的精确工艺控制增加了方法的复杂性,这些复杂性

不仅提高了成本,延长了研发周期,还增加了产业化

的难度。 因此,在未来的研究和应用中,需要在保持

微乳液法优势的同时,努力简化工艺、降低成本,并
推动其在工业领域的广泛应用。
2郾 5摇 溶胶凝胶法

溶胶-凝胶法[60,61] 是一种高效的化学制备方

法,工艺示意如图 7 所示。 这种方法首先将选定的

原料均匀分散在适当溶剂中;随后,这些原料经过水

解反应转化为具有反应活性的单体;这些活性单体

通过缩聚反应逐渐形成溶胶态;随着反应的进行,溶
胶逐步发展成为具有特定空间网络结构的凝胶;最
终,将凝胶经过干燥和焙烧处理,精确制得目标

材料。

图 7摇 溶胶凝胶法示意图

Fig. 7摇 Sol鄄gel method schematic drawing
摇

李德贵等[62] 采用溶胶-凝胶法,以 C6H8O7 为

配体,成功制备了 CeO2 粉体;结果表明,在最佳合

成条件下,即 Ce(NO3) 3·6H2O 与 C6H8O7 物质的量

比 1颐 2、Ce(NO3) 3·6H2O 摩尔浓度 0郾 5 mol / L、成胶

温度 60 益,成胶时间 16 h,制得凝胶;然后将凝胶在

500 益下焙烧 3 h,可获得平均晶粒度为 22郾 5 nm 的

CeO2 粉体。
溶胶凝胶法在制备 CeO2 抛光粉方面展现出其

独特的优势,尤其是在粒径控制方面表现出色,但该

方法存在反应周期长、工艺复杂等缺点,未来的研究

和工业化应用需着力于优化工艺流程、降低成本、提
高效率。 具体来说,可以探索更高效的催化剂来加

速反应过程,简化工艺步骤以降低操作难度;此外,
研究新的原料来源和更加环保的溶剂也是提升整个

制备过程可持续性的关键。 通过这些措施,未来有
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望进一步发挥溶胶凝胶法在材料制备领域的优势,
推动其在工业应用中的广泛应用。

3摇 气相法
气相法是一种先进的制备 CeO2 抛光粉的工

艺,其利用在气相中进行化学反应来生成所需的物

质。 通常,铈离子以有机金属化合物的形式存在,这
些前驱体物质在高温条件下蒸发成气态分子,然后

与氧气发生化学反应,形成 CeO2 颗粒。 通过精确

控制反应条件,如温度、压力和气体流速,可以调整

生成颗粒的粒径分布和形态。 随后,通过冷凝或其

他收集技术将 CeO2 颗粒分离出来,并经过洗涤和

干燥等后处理步骤进行提纯和稳定化。 气相法制备

过程不仅提高了生产效率,还允许对产品特性进行

精确调控,以满足不同应用领域的需求。
3郾 1摇 喷雾干燥法

喷雾干燥技术[63] 是一种高效的纳米粒子制备

方法,喷雾干燥法示意如图 8 所示。 首先将前驱体

物质溶解于适宜的溶剂(例如水或醇类)中,形成均

质溶液;随后,利用雾化装置,如压力喷嘴或离心喷

雾器,将该溶液分散成细小的液滴,这些液滴的尺寸

通常介于亚微米到微米之间;当这些微小的雾滴进

入高温的热风干燥室时,会迅速失去其中的溶剂,随
着溶剂的快速蒸发,前驱体会凝结并沉淀形成固体

颗粒;收集得到的粉末,通过洗涤去除多余的盐分和

其他可能的杂质,然后经过干燥处理和焙烧获得所

需的 CeO2 粉体。

1. 物料口;2. 喷雾装置;3. 反应器;4. 连接装置;5. 旋风收集器;6.
收集器;7. 压力表;8. 引风装置

图 8摇 喷雾干燥法示意图

Fig. 8摇 Spray drying method schematic drawing
摇

王奇等[64]通过喷雾干燥技术成功制备了尺寸

精确可控、高纯度的萤石结构纳米 CeO2 抛光粉,并
对合成过程进行了系统分析。 通过精确调节试验参

数,制得了性能符合特定应用需求的纳米 CeO2

颗粒。
韩磊等[65]采用 Ce2(CO3) 3 作为铈源,硅溶胶作

为硅源,通过喷雾干燥技术制备了 CeO2 -SiO2 复合

氧化物前驱体。 随后,通过对这些前驱体进行焙烧

处理,得到了性能优异的复合抛光粉。 所得到的复

合抛光粉粒径 D50 为 0郾 985 滋m,且在抛光过程中产

生的表面划痕极少,表现出最佳的抛光效果。
喷雾干燥技术的主要优势在于其能够实现微米

粒子的连续生产,同时保证产品的高均匀性和粒径

可控性。 这一技术非常适合于大规模批量生产,并
且因其最小化有害溶剂的使用而被视为环境友好型

方法,从而受到广泛推崇。 然而,要确保生成高品质

的纳米粒子,该技术需要对过程参数进行精确控制,
包括温度、喷雾速率和干燥时间等关键因素。 此外,
该方法不仅适合大规模生产,还可以与其他技术

(例如表面改性技术)集成,以进一步增强产品的性

能。 在未来发展中,研究应集中于优化和控制工艺

参数,以确保产品质量的一致性和可重复性。 同时,
探索与新兴技术的结合可能性,如绿色化学和自动

化系统,以提高生产效率和降低成本,将是推动该技

术在工业应用中更广泛利用的关键。
3郾 2摇 喷雾热解法

喷雾热解法[66,67] 是一种先进的纳米粒子制备

技术,其结合了喷雾干燥与热解两个过程,工艺示意

图 9摇 喷雾热解法示意图[66]

Fig. 9摇 Spray pyrolysis method schematic drawing

如图 9 所示。 在合成 CeO2 抛光粉的过程中,首先将

前驱体物质,如 CeCl3·7H2O 或 Ce(NO3) 3·6H2O,溶
解在适当的溶剂中,形成均匀溶液;然后,使用超声

雾化装置将该溶液分散成极细的雾滴,当这些雾滴

进入热解区域时,溶剂迅速蒸发,同时前驱体发生热

解反应,转变为氧化物状态的纳米颗粒;这些颗粒被

收集后进一步通过焙烧处理来获得最终 CeO2 粉

体。 喷雾热解技术因其能够连续生产尺寸和形态高

·44· 中 国 有 色 冶 金 有色综述摇
試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試試



度一致的纳米粒子而受到青睐,非常适合规模化

生产。
吴文远等[68]针对传统沉淀法合成 CeO2 的工艺

进行了改进优化,以 CeCl3·7H2O 溶液为铈料,采用

超声喷雾热解法制备超细 CeO2 粉体;系统研究了

CeCl3·7H2O 的热分解行为及所得样品性能,结果显

示,在 600 益的条件下,通过超声喷雾热解法所制备

的 CeO2 表现出优异分散性及规则形貌,且粒径主

要分布在(0郾 11 ~ 0郾 80) 滋m 之间。
杨国胜等[69] 采用 CeCl3·7H2O 溶液作为铈料,

并向 CeCl3·7H2O 前驱体溶液中加入一定浓度

C6H8O7,通过喷雾热解法成功制备了纳米级 CeO2

实心粉体;研究者通过调整 CeCl3·7H2O 溶液和

C6H8O7 浓度进行喷雾热解试验发现,当设定焙烧温

度 600 益、CeCl3·7H2O 溶液浓度 100 g / L、C6H8O7

浓度 0郾 029 mol / L 时,所得到的 CeO2 粉体具有优异

的结晶性能和规整的球形结构。

综上所述,超声喷雾热解法不仅流程简短,而且

在资源的综合高效利用方面表现突出,并且能够生

产出具有规则形态、小粒径和优异分散性的 CeO2

颗粒;此外,制备过程中产生的 HCl 气体可以被吸

收利用。 然而,要进一步推广和应用超声喷雾热解

法,仍需解决如提高产量规模、优化设备设计和降低

能耗等问题,未来研究应集中于提升过程的自动化

水平、增强系统的稳定性和可靠性、探索更多的原料

来源和更环保的溶剂体系等,通过技术创新和优化,
超声喷雾热解法有望在材料制备领域发挥更大的作

用,为各行业的发展提供支持。

4摇 制备方法综合评价
CeO2 是一种重要的稀土材料,因其独特的化学

和物理性质,在许多领域有广泛的应用。 表 1 对上

文提到的各种制备 CeO2 粉体的方法进行了整理,
并梳理了各方法的特点及工业应用情况。

表 1摇 氧化铈制备方法综合评价

Table 1摇 Comprehensive evaluation of cerium oxide preparation methods
制备方法 方法分类 产品纯度 粉体粒度 成本 环保性 工艺复杂性 可否工业化

固相法
固相烧结法

较高

受原料纯度影响较大
微米级 较低 一般 一般

可以

能耗高

固相机械法
较高

受原料纯度影响较大
微米级 较低 一般 一般

可以

能耗高

水热法 较高 纳米 / 微米级 适中
一般

废水处理
一般 可以

溶胶凝胶法 高 纳米 / 微米级 适中
一般

废水处理
较难 难度较大

液相法 共沉淀 较高 纳米 / 微米级 适中
一般

废水处理
一般 可以

微波法 较高 纳米 / 微米级 较高 较好 较难 难度较大

微乳液法 较高 纳米 / 微米级 较高
一般

废水处理
较难 难度较大

气相法
喷雾干燥法 较高 纳米 / 微米级 适中 较好 一般

可以

设备要求高

喷雾热解法 高 纳米 / 微米级 较高 好 一般
可以

设备要求高

摇 摇 由表 1 可知,固相法通过高温焙烧铈盐或铈氧

化物来制备 CeO2 粉体,尽管操作简便,但所得粉末

的粒度分布较宽,能耗也相对较高;液相法包括溶

胶-凝胶法、共沉淀法、水热法、微波法、微乳液法

等,这些方法能够较好地控制粉末的粒度和形貌,
但制备过程较为复杂,且由于产生大量氨氮废水,

制造成本相对较高;气相法如喷雾干燥法、喷雾热

解法,可以得到高纯度、粒度均匀的 CeO2 粉末,但
对设备的要求较高。 未来,随着全球对环境保护

意识的增强,开发低能耗、绿色合成方法已成为大

势所趋,气相法和其他环境友好型合成方法将受

到更多关注。
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5摇 总结与展望
本文总结了制备 CeO2 抛光粉的三种主要方

法:固相法(固相烧结法、固相机械法)、液相法(水
热法、溶胶-凝胶法、沉淀法、微波法、微乳液法等)
和气相法(喷雾干燥法、喷雾热解法),并探讨了其

在高质量抛光粉制备中的研究进展。
1)固相法包括固相烧结法和固相机械法,固相

烧结法通过高温下固体颗粒的直接接触和反应来制

备 CeO2,而固相机械法则利用机械力促使固体颗粒

发生化学反应,这两种方法通常能耗较高、反应时间

较长。
2)液相法包括水热法、溶胶-凝胶法、沉淀法、

微波法和微乳液法等,这些方法在较低的温度下进

行,能够更好控制颗粒的大小和形貌,从而获得粒度

更均匀的抛光粉;然而,部分液相法工艺复杂,溶剂

及副产物的处理亦需优化。
3)气相法主要包括喷雾干燥法和喷雾热解法,

通过将溶液或悬浮液雾化成细小的液滴,然后在高

温下迅速蒸发溶剂并形成固体颗粒,能够生产出具

有特定形态和大小的抛光粉。 但气相法对设备要求

高,且能耗大。
CeO2 抛光粉的制备技术各具优势和局限性。

随着精密制造技术的不断进步,智能化生产技术正

在逐渐融入 CeO2 抛光粉的生产过程中。 这一变革

不仅显著提升了生产效率,还通过精确的过程控制

进一步提高了产品质量,同时降低了生产成本。 未

来的研究将更加专注于 CeO2 抛光粉的粒径和形貌

控制,以优化其在各种应用领域的性能。 同时,随着

全球对环境保护意识的增强,开发低能耗、绿色合成

方法已成为大势所趋。 气相法和其他环境友好型合

成方法将受到更多关注,因为其能有效减少有害物

质的排放,并降低对环境的影响。 为了实现这些目

标,研究者们需要解决当前方法中的高能耗、环境污

染、复杂的工艺和高成本等问题,并寻找更加高效、
环保和可控的合成途径。 通过持续的技术创新和优

化,有望在未来实现抛光粉生产的创新以及大规模

产业化发展,满足日益增长的市场需求,同时保护

环境。
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Abstract: Cerium oxide polishing powder can form a chemical mechanical polishing (CMP) function, which meets
the needs of the precision polishing field. It is characterized by a fast polishing speed, high finish, high flatness,
and a long service life for polished products. In this field, the main international research directions focus on the
application optimization and expansion of cerium oxide polishing powder, the influence of the size and morphology
of cerium oxide particles on polishing performance, the recovery effect of the introduction of additives and cleaning
methods on surface defects, and the particle size control process of polishing powder, among others. Conversely, in
China, there are still shortcomings in particle size control, optimizing the production process, shortening the
production cycle, and improving equipment utilization. The preparation methods of cerium oxide polishing powder
are mainly solid phase, liquid phase, and gas phase. The solid phase method includes solid phase sintering and
solid phase mechanical methods, which typically have higher energy consumption and longer reaction times. The
liquid phase method includes hydrothermal, sol鄄gel, precipitation, microwave, and microemulsion methods, among
others. These methods are conducted at lower temperatures and can produce polishing powder with a more uniform
particle size. Nevertheless, some liquid phase methods are complex, and the treatment of solvents and by鄄products
also needs optimization. The gas phase method mainly includes spray drying and spray pyrolysis, which can
produce polishing powder with specific shapes and sizes by atomizing solutions or suspensions into fine droplets and
then rapidly evaporating the solvent to form solid particles at high temperatures. With the enhancement of global
environmental awareness, the development of low energy consumption and green synthesis methods has become a
trend, and gas phase and other environmentally friendly synthesis methods will receive more attention. Future
research will pay more attention to the particle size and morphology control of cerium oxide powder to meet the
polishing needs of different fields.
Key words: polishing powder; cerium oxide; solid鄄phase method; liquid鄄phase method; gas鄄phase method;
particle size control; morphology control; precision manufacturing
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